HOCHTIEF erhalt Flusswasserwerk-Auftrag
fur die deutsche Halbleiterindustrie

3.6.2026 - | HOCHTIEF AG
Projekt unterstreicht strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Zukunftsmarkte.

HOCHTIEF hat von SachsenEnergie den Auftrag zur Planung und zum Bau eines modernen
Flusswasserwerks zur Versorgung der Halbleiterindustrie in Dresden erhalten. Ab 2030 wird die
Anlage Unternehmen im grofSten Halbleitercluster Europas mit Industriewasser aus der Elbe
versorgen. Das Auftragsvolumen belauft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag.

LDieses Projekt unterstreicht unseren strategischen Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsmarkte wie
Halbleiter, Energie und nachhaltige Infrastruktur”, sagte Juan Santamaria, Vorstandsvorsitzender
von HOCHTIEF. ,Durch die Kombination von Planungs-, Bau- und Betriebskompetenz tragen wir
dazu bei, die kritische Industriewasserversorgung sicherzustellen und gleichzeitig die nachhaltige
Entwicklung eines wichtigen europaischen Technologiezentrums zu unterstitzen.”

HOCHTIEF wird das Projekt als Generaliibernehmer im Rahmen eines zweistufigen Vergabemodells
durchfiihren, das eine Planungsphase bis April 2028 umfasst; der Baubeginn ist fiir Mitte 2027
vorgesehen. Auf die Bauphase folgen eine einjahrige Probebetriebsphase und ein mehrjahriger
Wartungsvertrag.

Der Auftragsumfang umfasst die schlusselfertige Lieferung einer Hochleistungs-
Wasseraufbereitungsanlage, einschliefSlich Hochbau, Anlagentechnik und Verfahrenstechnik. Die
Anlage wird als zentraler Wasserversorger fur die Halbleiterindustrie in der Region Dresden
fungieren.

https://www.hochtief.de/aktuelles-medien/pressemitteilungen/pressemitteilung/hochtief-erhaelt-fluss
wasserwerk-auftrag-fuer-die-deutsche-halbleiterindustrie
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